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文章摘要：

热丝化学气相沉积(HFCVD)生长金刚石膜过程中,在热丝相关工艺参数取优化
值的前提下,对热辐射平衡体系中衬底表面辐照度和衬底温度的空间分布进行
了模拟计算,探讨了衬底横向热传导对衬底温度分布的影响.结果表明,在绝热
边界和1000 K恒温边界条件下,热传导都使衬底温度的空间分布均匀性明显优
于纯热辐射下的温度分布.这些计算结果为大面积高质量金刚石膜的生长进一
步提供了理论基础.

关键词： 金刚石膜,辐照度,温度场,热传导

分类号: TB115,O781

关闭


